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Baza detergentowa dla szamponéw plynnych
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Przedmiotem wynalazku jest baza detergentowa
dla szampon6éw plynnych tj. mieszanina substancji
powierzchniowo-czynnych i wspomagajacych, z kt6-
rej po rozcienczeniu wodg, dodaniu substancji za-
pachowych i ewentualnie fizjologicznie czynnych
otrzymuje sie szampony do wlos6w posiadajace
dobre dzialanie myjgce, o wiasnosSciach kosmety-
cznych zaleznych od uzytych dodatkéw.

Produkowane dotychczas bazy dla szampondw
plynnych sg zazwyczaj mieszaninami srodkéw anio-
nowo-czynnych, najczesciej oksyetylenowahych
siarczanowanych alkoholi. tluszczowych o rdznej
dlugo$ci lancucha weglowego z alkanoloamidami
kwas6éw tluszczowych lub pochodnymi amfotery-
cznymi typu betain. Szczegblowe dane na temat
skladu stanowia tajemnice .wytwércy i na ogét nie
sg publikowane.

Wsréd istniejgcych na rynku i objetych litera-
turg patentowg baz szamponowych brak mieszanin
detergentowych, w sklad ktérych wchodzilyby sul-
fobursztyniany monoalkanoloamidowe. Substancje
te wykazujg dobre wlasnosci myjace i sg znacznie
mniej draznigce w stosunku do skéry i spojowek
oczu niz wiele innych detergentéw, w zwigzku
z czym sg zalecane nawet do szampondéw dziecin-
nych. Jako skladnik baz szamponowych stwarza-
ja jednak pewne niedogodnosci, poniewaz wykazu-
ja tendencje do wytrgcania sie z bardziej stezo-
nych roztwor6w w postaci osadéw, w zwigzku z
czym otrzymywane produkty sg niejednorodne.
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Ponadto trudno jest regulowaé lepko$é szampo-
néw sporzadzonych na bazie sulfobursztynianéw
przy uzyciu soli kuchennej, ktéra jest elektrolitem
powszechnie stosowanym do tego celu.

Stwierdzono, ze istnieje mozliwo$é unikniecia
wymienionych trudnos$ci i uzyskania dobrej bazy
szamponowej w oparciu o monoestry kwasu sul-
fobursztynowego i monaetanoloamidéw wyzszych
kwasow tluszczowych.

Baza szamponowa wedlug wynalazku sktada sie
z 8—20 czesci- wagowych alkilopolioksylenosiarcza-
nu sodowego, 8—20 czeSci wagowych monoestru
kwasu sulfobursztynowego i monoetanoloamidu
kwasoéw tluszczowych Ci9—Cgo, 3—8 czeSci wago-
wych dwuetanoloamidu kwasoéw tiuszczowych Cyio—
—Cgyy oraz 81—52 czesSci wagowych wody. Bazg
szamponowg otrzymuje sie przez zmieszanie wy-
mienionych skiadnikéw i ogrzanie do temperatury
powyzej 55°C do calkowitego sklarowania roztwo-
ru. Tak otrzymana baza w postaci jednorodnej
klarownej cieczy o lepko$ci wahajgcej sie w gra-
nicach od 500 do 4000 cP, uzywana jest nastepnie
dc sperzadzania szamponow.

Regulowana przy uzyciu chlorku sodowego lep-
ko$é szamponéw, jakie otrzymuje sie po rozcien-
czeniu wodg i uzupelnieniu odpowiednimi dodat-
kami kosmetycznymi, uzyskanej sposobem wediug
wynalazku bazy szamponowej, zalezy od doboru
i prepercji komponentéw. Omawiana lepko$é jest
tym wyzsza, im wigksza jest diugosé tancucha
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kwasowego wystepujgcych w bazie pochodnych eta-
noloamidowych.

Szampony na bazie detergentowej otrzymanej
wedlug wynalazku posiadajg dobre wiasnosci my-
jace i pienigce oraz odznaczaja sie lagodnym dzia-
laniem dermatologicznym.

Przyktad I. Baza dla szampondéw o podwyz-
szonej lepkosci: 13,5 czesci wagowych laurylotr6j-
oksyetylenosiarczanu scdowego (100% substancji
aktywne]j) rozpuszcza sie w 38,3 czesci wody, do-
daje 13,5 czesci wagowych monoestru kwasu sul-
fobursztynowego i monoetanoloamidu kwaséw tiu-
szczowych z naturalnego smalcu (100% substancji
aktywnej), 3,6 czesci dwuetanoloamidu kokosowego
oraz 31,1 czesci wody.

Skladniki miesza sie do calkowitego sklarowania
w temperaturze 65°C. Po ochlodzeniu mieszanina
stanowi jednorodng klarowng baze szamponowsg
z ktdérej po rozcienczeniu wodg oraz dodaniu sub-
stancji zapachowych, barwigcych i fizjologicznie
czynnych uzyskuje sie szampon o lepkosci do 3000
cP.

Przyktad II. Baza szamponéw o niskiej lep-
kosci: 16,5 czeSci wagowych stuprocentowego la-
urylotréjoksyetylenosiarczanu sodowego rozpuszcza
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sie w 47 czeSciach wagowych wody, dodaje roztwer
16,5 czeSci wagowych monoestru kwasu sulfobur-
sztynowego i monoetanoloamidu kwasow kokoso-
wych (100% substancji aktywnej) w 15,6 czesciach
wody oraz 4,4 czeSci wagowe dwuetanoloamidu
kwaséw tluszczowych ze smalcu naturalnego. Za-
warto$s¢ miesza cie do catkowitego sklarowania
w temperaturze 70°C. Po cchtodzeniu mieszanina
jest klarowng ciecza o lepkosci ok. 500 cP, stano-
wigcg dobrag baze dla szamponéw o niewysokich
lepkosciach (do 56 cP).

Zastrzezenie patentowe

Baza detergentcwa dla szamponéw plynnych wy-
iwarzana w cparciu o alkilopolioksyetylenosiarcza-
ny i dwuetanoloamidy kwasow ttuszczowych, zna-
mienna tym, ze zawiera 8—20 cze$ci wagowych
alkilopolioksyetylenosiarczanu sodowego, 8—20 cze-
Sci wagowych rnonoestru kwasu sulfobursztynowe-
go i moncetancleamidu kwasow ttuszezowych Cio—
3—8 czesci wagowych dwuetanoloamidu
kwasow tluszczowych Cy1o—Cgp oraz 81—52 czesei
wagowych wody.

—Coas,
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